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Fremgangsmaéite og apparat til gjennp_mforing av fotokjemiske reaksjoner,

I stigende grad anvendes idag fotokjemiske
reaksjoner ved hvilke bestemte bglgelengder av
det fra. en lyskilde utstralte lys frembrmger den
¢nskete k] emiske reaksjon. Som lyskilde har det
veert fremstlllgt frem for alt utladningsiamper
med ydelser pé 10 kW 0g mer. Disse lamper dyk-
beskyttes mot; dxrekte ber¢rmg med denne ved
hjelp av et glassrgar som er stukket over lys:
kilden. Glassrdret mé ha en slik beskaffenhet
at det lar spektralomradet med de kjemisk virk-
somme straler usyekket slippe gjennom,

Med den ni kjente lysteknikk kan bare en
del av den omdannete elektriske energi utstréles
i bglgeomréidet for de kjemisk virksomme straler.
Den aller stgrste del, nemllg ca. !70—80 %, er
kjemlsk uvirksom og omdannes i varme og méa
derfor f¢res bort.

Fotokjemiske reaksjoner forl¢per i mange
tilfeller, f. eks. ved sakalt fotooks1mer1ng ved

en temperatur pa 20° C og derunder. Hgyere
temperaturer fgrer enten til darligere utbytte
eller forhindrer fullstendig den gnskete reak-
sion. Man mé derfor sgrge for at reakslonsvaes-
hngen fra. lampen‘ Dette kan oppnas derved at
man kmler reaks;lonsvaesken i reaktoren ved
hJelp av mnbyggete Kkj ¢leaggregater for 4 holde
veesken pé en lavere temperatur SOm k] ¢1emid-
del anvendes kolde v%sker Man trenger altss
kuldeanlegg med stor ytelse, som er kostbare
savel i anskaffeise som i drift. Man kan ogsa
reakéjbnsvaesken derved at man 1nnf¢rer en kjg-
levaeske mellom lampen og reaks;onsvaesken,
hv1lken }q ¢1evaeske er gj ennomtrengehg for den
kJemlsk v1rksomme straling En shk vaeske er
f. eks. vann. Man f¢rer et annet glassmr over
det f¢rste og tllvelebrxnger derved et rmgformet
rom for kJ ¢1evaesken som skal ledes g] ennom,
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Kjgleveesken ms ikke inneholde noen for-
urensninger som kan hindre gjennomgangen av
den kjemisk virksomme striling. Dessuten skal
den ledes gjennom ved reaksjonsveeskens tempe-
ratur, slik at det ikke avgis varme fra kjgle-
veesken gjennom skilleveggen til reaksjonsvees-
ken. Det siste krav kan delvis mildnes derved at
man ifglge fransk patent 1324096 anordner
ennd et stgrre glassrgr slik at det kolde kjgle-
vann fgrst strgmmer gjennom et ytre ringformet
rom, som star i direkte bergring med reaksjons-
veesken og deretter stiger opp gjennom det indre
rom og herunder oppvarmes.

Denne forholdsregel er imidlertid bare betin-
get effektiv, da der ved sterkere temperaturstig-
ning av kjgleveesken ikke kan hindres en radial
varmeledning til reaksjonsveesken. I alle tilfeller
mé imidlertid enten kjgleveesken fgres i krets-
18p og kjeles ved hjelp av et kuldeanlegg eller
man maé til stadighet ha store mengder fullsten-
dig rent koldt vann til disposisjon som 1gper bort
etter anlegget. :

Oppfinnelsen har til oppgave & utvikle en
fremgangsmate og et apparat til gjennomfgring
av fotokjemiske reaksjoner med en i reaksjons-
rommet neddykket veeskekjglt stralekilde. Det
karakteristiske for fremgangsméiten ifglge opp-
finnelsen bestar i at kjglemediet fgres inn i
og bort fra kjglerommet med en temperatur
som er hgyere enn reaksjonsveeskens temperatur
og at kijglerommet er omgitt av et annet gass-
fylt rom, som uhindret slipper den kjemiske
virksomme straling gjennom og er varmeisolert
overfor reaksjonsveesken.

Oppfinnelsen omfatter videre et apparat til
utigrelse av fremgangsmaten, som angitt foran.
Apparatet omfatter en i reaksjonsrommet ned-
dykket stralekilde, et indre kjglergr som omgir
stréalekilden og et ytre kjglergr som omgir det
indre kjglergr og derved danner kjglerommet.
Karakteristisk for apparatet er at det ytre
kjgdlergr er omgitt av et isolasjonsrgr som direkte
dykker ned i reaksjonsvaesken og danner isola-
sjonsrommet.

For & gjgre varmeisoleringen av isolasjons-
rommet mest mulig effektiv, kan dette hensikts-
messig settes under trykk. Et videre trekk ved
apparatet ifglge oppfinnelsen bestir derfor i at
det ytre ringformete rom i.apparatet er lukket
og tilknyttet til en vakuumkilde:

Avstanden mellom det ytre kjglergr og iso-
lasjonsrgret kan utgjgre fra 5 til 15 mm, hvor-
under skikttykkelsen av det gassfylte isolasjons-
rom er valgt slik at det ikke kan dannes noen
konveksjonsstrgmmer og at det derfor oppnés
en god varmeisolasjon.

Oppfinnelsen skal i det fglgende beskrives
nermere i forbindelse med tegningen, som illu-
strerer et apparat ifglge en utfgrelsesform for
oppifinnelsen.

I apparatets indre befinner der seg en stréale-
kilde 1, som er tilkoblet det elektriske nett ved
hjelp av strgmtilfgrselstrader 2 og 3. Lampen 1
er omgitt av et-nedentil lukket indre glassrgr 4.
Omkring dette glassrgr 4, som tjener som et
indre kjglergr, er det anordnet et annet likeledes
Iukket -midtre glassrgr 5 med stgrre diameter.
Derved- oppstar- det mellom rgrene 4 og 5 et

fritt ringrom 6. I ringrommet 6 innfgres der
gjennom et nedstukket rgr 7 kjgleveeske, som
ledes mot bunnen av rgret 5. Kjgleveesken til-
fgres ved 8a og forlater ringrommet ved 8b.

Omkring det midtre glassrgr 5 er anordnet et
videre ytre glassrgr 9, hvis innvendige diameter
bare er litt stgrre enn den utvendige diameter
av glassrgret 5. Derved oppstar det mellom rg-
rene 5 og 9 et ytre ringrom 10. Dette kan eva-
kueres eller fylles med en inert, tgrr gass.

Hele apparatet som befinner seg i det ytre
glassrgr 9 neddykkes i veesken 11, som befinner
seg i en beholder 12.

Det av glassrgrene 5 og 9 dannede ringrom
10 tjener som varmeisolerende skikt som pi
grunn av vakuumet resp. den darlig varmele-
dende gass hindrer varmetransport fra den var-
me Kkjgleveeske til den kolde reaksjonsveeske ved
ledning og konveksjon. Derimot kan den kje-
misk virksomme straling ved riktig valg av glass-
sort uhindret slippe gjennom. De langbglgete og
kjemisk uvirksomme lysstraler holdes tilbake av
glassveggen i rgret 4, som derved oppvarmes og
pa sin side avgir varme til kjgleveesken, slik at
denne oppvarmes.

Kjgleveesken kan ved innlgpet ha en tempe-
ratur pa 60° C eller mere, slik at den kan fgres
i kretslgp og ved hjelp av vanlig kjglevann til-
bakekjgles til innlgpstemperaturen i et utenfor
apparatet liggende kjgleanlegg. Man sparer der-
ved et i anskaffelse og drift kostbart kjgle-
aggregat.

Man kan imidlertid ogsid omvendt ved hjelp
av isolasjonsskiktet hindre varmetransport fra
reaksjonsvaesken til kjglemiddelet, hvis det fgr-
ste er varmere enn det siste.

Patentkrav:

1. Fremgangsmaéte til gjennomfgring av fo-
tokjemiske reaksjoner med en i reaksjonsrom-
met neddykket veeskekjglt stralekilde, karak -
terisert ved at kjglemediet fgres inn i og
bort fra kjglerommet med en temperatur som
er hgyere enn reaksjonsveeskens temperatur og
at kjglerommet er omgitt av et annet gassfylt
rom, som. uhindret slipper den kjemiske virk-
somme straling gjennom og er varmeisolert
overfor reaksjonsveesken.

2. Apparat til gjennomfgring av fotokjemis-
ke reaksjoner ved fremgangsmaten ifglge krav
1 med en i reaksjonsrommet neddykket strale-
kilde, et indre kjglergr som omgir stralekilden
og et ytre kjglergr som omgir det indre kjglergr
og derved danner kjglerommet, karakteri-
sert ved at det ytre kjglergr (5) er i avstand
omgitt av et isolasjonsrgr (9) som direkte dykker
ned i reaksjonsveesken og danner isolasjons-
rommet. -

3. Apparat som angitt i krav 2, karakte-
risert ved at de ytre ringformete rom (10) er
lukket og tilknyttet en vakuumkilde. .

4. Apparat som angitt i krav 3, karakte-
risert ved at avstanden mellom det ytre kjg-
lergr og isolasjonsrgret (5) er fra 5 til 15 mm.

Anfgrte publikasjoqer:

Oscar Andersens Boktrykkeri.
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Kjgleveesken ma ikke inneholde noen for-
urensninger som kan hindre gjennomgangen av
den kjemisk virksomme straling. Dessuten skal
den ledes gjennom ved reaksjonsveeskens tempe-
ratur, slik at det ikke avgis varme fra Kkjgle-
veesken gjennom skilleveggen til reaksjonsvees-
ken. Det siste krav kan delvis mildnes derved at
man ifglge fransk patent 1324096 anordner
ennd et stgrre glassrgr slik at det kolde kjgle-
vann fgrst strgmmer gjennom et ytre ringformet
rom, som star i direkte bergring med reaksjons-
veesken og deretter stiger opp giennom det indre
rom og herunder oppvarmes.

Denne forholdsregel er imidlertid bare betin-
get effektiv, da der ved sterkere temperaturstig-
ning av kjgleveesken ikke kan hindres en radial
varmeledning til reaksjonsvaesken. I alle tilfeller
mg imidlertid enten kjgleveesken fgres i krets-
1gp og kijgles ved hjelp av et kuldeanlegg eller
man mai til stadighet ha store mengder fullsten-
dig rent koldt vann til disposisjon som lgper bort
etter anlegget. :

Oppfinnelsen har til oppgave & utvikle en
fremgangsmate og et apparat til gjennomfgring
av fotokjemiske reaksjoner med en i reaksjons-
rommet neddykket veeskekjglt stralekilde. Det
karakteristiske for fremgangsméaten ifglge opp-
finnelsen bestir i at kjglemediet fgres inn i
og bort fra kjglerommet med en temperatur
som er hgyere enn reaksjonsveeskens temperatur
og at Kjglerommet er omgitt av et annet gass-
fylt rom, som uhindret slipper den kjemiske
virksomme striling gjennom og er varmeisolert
overfor reaksjonsveesken.

Oppfiinnelsen omfatter videre et apparat til
utfgrelse av fremgangsmaten, som angitt foran.
Apparatet omfatter en i reaksjonsrommet ned-
dykket stralekilde, et indre kjglergr som omgir
stralekilden og et ytre kjglergr som omgir det
indre kjglergr og derved danner Kjglerommet.
Karakteristisk for apparatet er at det ytre
kjglergr er omgitt av et isolasjonsrgr som direkte
dykker ned i reaksjonsveesken og danner isola-
sjonsrommet.

For & gjgre varmeisoleringen av isolasjons-
rommet mest mulig effektiv, kan dette hensikts-
messig settes under trykk. Et videre trekk ved
apparatet ifglge oppfinnelsen bestir derfor i at
det ytre ringformete rom i-apparatet er lukket
og tilknyttet til en vakuumkilde:

Avstanden mellom det ytre kjglergr og iso-
lasjonsrgret kan utgjgre fra 5 til 15 mm, hvor-
under skikttykkelsen av det gassfylte isolasjons-
rom er valgt slik at det ikke kan dannes noen
konveksjonsstrgmmer og at det derfor oppnéas
en god varmeisolasjon.

Oppfinnelsen skal i det fglgende beskrives
nermere i forbindelse med tegningen, som illu-
strerer et apparat ifglge en utfgrelsesform for
oppfinnelsen.

I apparatets indre befinner der seg en strale-
kilde 1, som er tilkoblet det elektriske nett ved
hjelp av stromtilfgrselstrader 2 og 3. Lampen 1
er omgitt av et-nedentil lukket indre glassrgr 4.
Omkring dette glassrgr 4, som tjener som et
indre kjglergr, er det anordnet et annet likeledes
lukket -midtre glassrgr 5 med stgrre diameter.
Derved- oppstar det mellom rgrene 4 og 5 et

fritt ringrom 6. I ringrommet 6 innigres der
gjennom et nedstukket rgr 7 kjgleveeske, som
ledes mot bunnen av rgret 5. Kjgleveesken til-
fgres ved 8a og forlater ringrommet ved 8b.

Omkring det midtre glassrgr 5 er anordnet et
videre ytre glassrgr 9, hvis innvendige diameter
bare er litt stgrre enn den utvendige diameter
av glassrgret 5. Derved oppstar det mellom rg-
rene 5 og 9 et ytre ringrom 10. Dette kan eva-
kueres eller fylles med en inert, tgrr gass.

Hele apparatet som befinner seg i det ytre
glassrgr 9 neddykkes i vesken 11, som befinner
seg i en beholder 12.

Det av glassrgrene 5 og 9 dannede ringrom
10 tjener som varmeisolerende skikt som pé
grunn av vakuumet resp. den déarlig varmele-
dende gass hindrer varmetransport fra den var-
me Kjpleveeske til den kolde reaksjonsvaeske ved
ledning og konveksjon. Derimot kan den kje-
misk virksomme straling ved riktig valg av glass-
sort uhindret slippe gjennom. De langbglgete og
kjemisk uvirksomme lysstraler holdes tilbake av
glassveggen i rgret 4, som derved oppvarmes og
pa sin side avgir varme til kjgleveesken, slik at
denne oppvarmes.

Kjdlevaesken kan ved innlgpet ha en tempe-
ratur pa 60° C eller mere, slik at den kan fgres
i kretslgp og ved hjelp av vanlig kjglevann til-
bakekjgles til innlgpstemperaturen i et utenfor
apparatet liggende kjgleanlegg. Man sparer der-
ved et i anskaffelse og drift kostbart kjgdle-
aggregat.

Man kan imidlertid ogsd omvendt ved hjelp
av isolasjonsskiktet hindre varmetransport fra
reaksjonsvaesken til kjplemiddelet, hvis det fgr-
ste er varmere enn det siste.

Patentkrav:

1. Fremgangsméate til gjennomigring av fo-
tokjemiske reaksjoner med en i reaksjonsrom-
met neddykket veeskekjdlt stralekilde, karak~
terisert ved at kjglemediet fgres inn i og
bort fra kjglerommet med en temperatur som
er hgyere enn reaksjonsvaeskens temperatur og
at kjglerommet er omgitt av et annet gassfylt
rom, som uhindret slipper den kjemiske virk-
somme straling gjennom og er varmeisolert
overfor reaksjonsveesken.

2. Apparat til gjennomfgring av fotokjemis-
ke reaksjoner ved fremgangsmaéaten ifglge krav
1 med en i reaksjonsrommet neddykket strale-
kilde, et indre kjglergr som omgir stralekilden
og et ytre kjglergr som omgir det indre kjglergr
og derved danner kjglerommet, karakteri-
sert ved at det ytre Kjglerdgr (5) er i avstand
omgitt av et isolasjonsrgr (9) som direkte dykker
ned i reaksjonsveesken og danner isolasjons-
rommet. .

3. Apparat som angitt i krav 2, karakte-
risert ved at de ytre ringformete rom (10) er
lukket og tilknyttet en vakuumkilde.

4. Apparat som angitt i krav 3, karakte-
risert ved at avstanden mellom det ytre Kjg-
lergr og isolasjonsrgret (5) er fra 5 til 15 mm.

Anfgrte publikasjoner:

Oscar Andersens Boktrykkeri.
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